Новый полимерный комплексообразующий сорбент

Волчкова Е.С.*

Студентка 1 курса магистратуры

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет,

Тверь, Россия

E-mail: lenacucurbita@mail.ru
Получение новых высокоэффективных комплексообразующих сорбентов может быть осуществлено путем прививки двух молекул бромянтарной кислоты к активированной поверхности матрицы по аминогруппам [1].В результате образуется сорбент, у которого комплексообразующим агентом является пришитый пятидентатный лиганд - иминодиянтарная кислота. Этот процесс легко осуществим в связи с тем, что в галоид кислотах атом галогена чрезвычайно склонен к реакциям обмена.
Эффективность предлагаемого решения определяется тем, что у закрепленного лиганда ИДЯК, благодаря высокой гидролитической и окислительно-восстановительной устойчивости, образуются комплексы с металлами в нейтральной и кислой средах, причем строение ИДЯК и её высокая дентатность (четыре карбоксильных и одна аминная группировки) обеспечивают в кислой и нейтральной средах образование строго стехиометрических комплексов с соотношением Ме : L = 1:1. Например, максимальное образование комплексов GaL и InL с ИДЯК наблюдается при рН = 4 для GaL и при рН = 4,5 для InL. 

Об эффективности сорбентов с более высокой комплексообразующей способностью привитых комплексонов при разделении, например, близких по свойствам 3d-металлов свидетельствует более высокая разность констант устойчивости соответствующих комплексов (Табл. 1).

Таблица 1.

	Комплексон
	Логарифмы констант устойчивости комплексов MeL
	СЕ, ммоль/г

	
	Co
	Ni
	Cu
	Zn
	

	ИДУК
	7,01[2]
	8,03[2]
	10,60[2]
	-
	0,03-0,13

	КМАК
	8,70[3]
	10,25[3]
	10,98[4]
	8,60[5]
	1,5

	ИДЯК
	9,96[5]
	11,68[6]
	13,92[6]
	10,30[6]
	3,0


Так, разница в устойчивости комплексов Co и Ni с привитым комплексоном КМАК известного сорбента [image: image1.png]AlgK



1,55 (lgKNiL- lgKCoL=10,25 - 8,70=1,55), тогда как аналогичная разница для привитого комплексона ИДЯК нового сорбента[image: image2.png]AlgK



1,72. Еще более существенная разница в устойчивости комплексов КМАК и ИДЯК наблюдается при разделении таких металлов как Cu и Zn (для КМАК lgKCuL- lgKZnL= 10,98 - 8,60 = 1,38, а для ИДЯК lgKCuL- lgKZnL= 13,92 - 10,30 = 3,62).
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